
Kalender

2010/2011

Oktober 2010

19.–21. Oktober 	 SEMICON Europa
Dresden, Deutschland	 www.semiconeuropa.org

24.–28. Oktober	 Frontiers in Optics:
Rochester, NY, USA	 OSA Annual Meeting
	 www.frontiersinoptics.com
	
26.–29. Oktober	 EOS Annual Meeting
Paris, Frankreich	� www.myeos.org/events/

eosam2010

26.–30. Oktober	 EuroBLECH
Hannover, Deutschland	 www.euroblech.de

November 2010

09.–11. November	 VISION
Stuttgart, Deutschland	 www.vision-messe.de

09.–12. November	 Electronica
München, Deutschland	 www.electronica.de

17.–20. November	 COMPAMED/MEDICA
Düsseldorf, Deutschland	 www.medica.de

Dezember 2010

01.–04. Dezember	 EuroMold
Frankfurt, Deutschland	 www.euromold.com

Januar 2011

22.–27. Januar	 PHOTONICS West
San Franciso, CA, USA	� spie.org/photonics-west.xml 

März 2011

06.–10. März	 OFC/NFOEC
Los Angeles, CA, USA	 www.ofcnfoec.org

15.–17. März	� LASER World of 
Shanghai, China 	 PHOTONICS China
	 www.world-of-photonics.net

April 2011

04.–08. April	 HANNOVER MESSE
Hannover, Deutschland	 www.hannovermesse.de

06.–07. April	 �VTX/Ausstellung für 
Birmingham, Großbritannien	 Bildverarbeitung und Optik
	� www.canontradeshows.com/

expo/advuk10/show_vtx.html

Mai 2011

03.–06. Mai	 Control 
Stuttgart, Deutschland	 www.control-messe.de

23.–26. Mai	 LASER World of PHOTONICS
München, Deutschland	 www.world-of-photonics.net

Juni 2011

07.–09. Juni	 SENSOR+TEST
Nürnberg, Deutschland	 www.sensor-test.de

Juli 2011

12.–14. Juli	 SEMICON West
San Francisco, CA, USA	 www.semiconwest.org

September 2011

18.–22. September	 ECOC
Genf, Schweiz	 www.ecoc2011.org

Oktober 2011

11.–13. Oktober 	 SEMICON Europa 
Dresden, Deutschland 	 www.semiconeuropa.org

16.–20. Oktober	 Frontiers in Optics:
San Jose, CA, USA	 OSA Annual Meeting
	 www.frontiersinoptics.com

November 2011

08.–10. November	 VISION
Stuttgart, Deutschland	 www.vision-messe.de

15.–18. November	 Productronica
München, Deutschland	 productronica.com

16.–19. November	 COMPAMED/MEDICA
Düsseldorf, Deutschland	 www.medica.de
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